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Paten tanspruche: 



1. Vcrfahren zur Hersiellung von mil einer 
Selosiklebemasse auf Basis vernetzier Poiyacrylsau- 
re-Derivate beschichieten Produkien durch Einpo- 
lymerisauon eines Photoiniliaiors in die Klebemasse 
und anschlieBende Verneizung auf dem Tragermaie- 
rial durch kurzfristige U V-Bestrahlung, d a d u r c h 
gekennzeichnet, daB als Photoinhiator 0,01 



to 



bis 5 Gew.-% Benzoinacrylat oder -meihacrylat in 
die Selbstklebemasse einpolymerisiert werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 0,1 bis 2 Gew.-% Benzoinacrylat oder 
-methacrylat in die Selbstklebemasse einpolymeri- 
siert werden. 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hersiellung 
von mil einer Selbstklebemasse auf Basis vernetzter 
Polyacrylsaure-Derivaie beschichieten Produkten, ins- 
besondere Bandem oder Bahnen, durch Ein polymerisa- 
tion eines Phoioinitiators in die Klebemasse und 
anschlieBende Verneizung auf dem Tragcrmaterial 
durch kurzfristige UV-Besirahlung. 

Es ist seit langcm bekannt, daB olcfinisch ungesattigte 
Monomere in Gegenwart von Sensibilisatoren durch 
UV-Bestrahlung zur Polymerisation angeregi werden 
konnen. Ferner ist bekannt, daB Polymcre nach 
Zumischung von Pholosensibilisatoren durch UV-Slrah- 
lung vernetzt werden konnen. SchlieBlich ist auch 
bereits vorgeschlagen worden, besiimmie Photosensibi- 
lisaioren in Polymere chemisch cinzubauen und zu stark 
verneizten.nichtklcbenden Produkten auszuhartcn. 

In der DE-OS 24 43 414 wurde erstmal ein Verfahren 
zur Hersiellung von selbsiklebend ausgerflsietcn Pro- 
dukien beschrieben, deren Klebemassen einpolymeri- 
siertc Pholosensibilisatoren enihalten und durch UV- 
Bestrahlung nur in dem MaBe vernetzt werden k6nncn, 
wie es fur Selbstklebemasscn wOnschenswert isi, A Is 
polymerisationsfahige Photosensibilisaioren werden 
dabei Acryl- oder Methacrylsaure-[(2-alkoxy-2-phenyl- 
2-benzoyljhathyl]ester verwendet Diese Verbindungcn 
sind zwar filr ein derartiges Verfahren geeignel, aber sie 
sind nicht ganz leicht zuganglich. Sie piflssen in 
mehrstufiger Synthese mil relativ schlechter Ausbeute 
(ca. 60% bczogen auf das cingesetzte Benzoin) 
dargesiellt werden, was ihrer groBtechnischcn Verwen- 
dung naturgemSB entgegenstehL 

Somit bestand grofles Interesse an eincm Verfahren. 
bei dem leicht zuganglichc polymerisationsfahige 
Pholosensibilisatoren in selbslklebende Polymcre auf 
Polyacrylat- Basis chemisch eingebaui und diese Poly- 
meren durch UV-Strahlung vernetzi werden. 

Geldst wird diere Aufgabc durch ein Verfahren zur 
Hersiellung von mil einer Selbstklebemasse uuf Basis 
verneizter Polyacrylsaure-Derivaie beschichieten Pro- 
dukten durch Einpolymerisaiion eines Phoioinitiators in 
die Klebemasse und anschlieBende Verneizung auf dem 
Tragermaierial durch kurzfristige UV-Bcstrahtung, das 
dadurch gekennzeichnet ist, daB als Photoinhiator 0,01 
bis 5 Gew.-% Benzoinacrylat oder -methacrylat in die 
Selbstklebemasse einpolymerisiert werden. 

Benzoinacrylat und -methacrylat wnrcn an sich 
bekannt. (Y. Kurusu u. a, Kogyo Kajjaku Zasshi 70 
[1967], 593-98; C. A. 68 [1968], 40 151. ) lis hat auch 
einigc Versuche gegeben, diese Verbindungcn zu 
polymcrisicrcn oder zu copolymerisicrcn, urn daraus 
lichtempfindliche Polymere zur Erzeugung von hancn. 
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hoch vernetzt en Schichten. wie sie fQr Druckptatien, 
gedruckte Schaltungen u. a. benotigt werden, herzustel- 
len (Japan. P. 70 11915 [CA. 73 [1970\ 46 215]; 
7034 705 [CA. 75 [1971], 28 262]; 74 19 163 [CA. 82 
[1975],1 18 231]). 

Es war jedoch nicht zu erwarien, daB Copolymere mit 
Benzoinacrylat und -methacrylat durch UV-Bcstrahlung 
in diejenigen Vernetzungszustande uberfuhrt werden 
konnen, die typisch fur Selbsiklebemassen sind. d. h. also 
in den Zusund einer weitmaschigen, gegen Nachvernet- 
zung siabilen Kelten verknQpfung. 

Die Darstelhing von Benzoinacrylat und -methacrylat 
erfolgl durch Umsetzung von Benzoin mil dem 
entsprcchenden Saurechlorid in Dichlormethan und in 
Gegenwart von Triathylamin. Nach Umkristallisieren 
aus einem Benzin (60-95°Q/Benzol-Gemisch (5:1) 
crgibt sich eine Ausbeute von etwa 90% Benzoinacrylat 
bezogen auf das eingesetzte Benzoin. Die Ausbeute liegt 
also erheblich hoher als bei den Pholosensibilisatoren 
nach DE-OS 24 43 414. Ferner zeigen die erfindungsge- 
mfiBen Sensibilisatoren eine hellere Faroe als jene und 
lassen sich leichter reinigen, da sie gut kristallisicrcn. 
mi SchlieBlich ergab sich, daB Benzoinacrylat und -meth- 
acrylat ohne jedc Schwierigkeil in Mengen bis zu 5 
Gew.-Vo einpolymerisiert werden konnen, wahrend dies 
bei den Sensibilisatoren nach DE-OS 24 43 414 zwar 
m6glich ist. aber doch ganz besonderer Sorgfah 
bedarf. 

Die Copolymerisation von Benzoinacrylat und 
-methacrylat mil den . weiterert, die Klebemasse 
bildendcn Monomeren kann nach den ublichcn Verfah- 
ren der Block-, Losungs- oder Emulsionspolymerisation 
durchgefuhrt werden. Unterden weiteren ungesattigten 
Monomeren sind hier solche zu versiehen, die 
erfahrungsgemSB selbslklebende Polymerisaie ergeben, 
wie die Acryl- und Methacrylsaurcestcr von C«- bis 
Ci2-Alkanolcn, Maleinsaurc- oder Fumarsaure-mono- 
oder -di-estcr von C4- bis GMIkanolen sowic 
Vinylestcr von C«- bis Cu-Fetisfiuren. In geringeren 
Mcngcn (bis etwa 40 Gew.-%) kSnnen Acryl- und 
Methacrylsaurcestcr von G- und Cj-Alkanolen oder 
von heterocyclischcn Alkoholcn (wie Telrabydrofurfu- 
rylalkohol), Vinylester von C?- bis Q-KettsSuren, 
Vinylaromaten (wie Styrol) oder Vinylheterocyclcn (wie 
N-Vinylpyrrolidon) einpolymerisiert werden, jeweils 
einzcln oder im Gcmisch. Ferner lassen sich Comono- 
mcrc mit reaktiven Gruppen in Anieilen bis zu elwa 10 
Gew.-% einbauen. z. B. ungesattigte Sauren (Acryl-. 
Mclhacryl-. Malciiv. Kumarsaure), ungesalti^ic Amide 
(Acryl- und Methacrylamid sowie ihre Mcthvlolvcrbm* 
dungen und deren Ather). ungesattigte Nitrile (Acryl- 
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und Meihacrylnitrif). Hydroxy- und Epoxyalkyl-acrylatc 
bzw. -melhacryiate (Hydroxyalhylacrylat, Glycidyl- 
methacrylat). SchlieBlich kdnnen noch kleine Mengen 
(bis eiwa 0.5 Gew.-%) an Verbindungen mil mehreren 
Doppelbindungen copolymerisiert werden, wie z. B. 5 
ButandioKM)-bisacrylaL 

Der Anieil des Photoinitiator-Monomeren, bezogen 
auf das gcsamie Monomergemisch, sollte zwischen etwa 
0.01 und 5 Gcw.-% Jiegen. vorzugsweise. zwfccr n 0.1 
und 2 Gew.-%. Auch dann. wenn die erfindungsgemS- 10 
Ben Copolymeren mit modinzierenden Zusatzen wie 
Klebharzen, Weichmachern oder Fflllstoffcn abge- 
mischt werden, sollien diese Grenzen. bezogen au? die 
Gesamtmischung. eingehalten werden. 

Da die Klebemassen lagerbestSndig sind und keiner 15 
Abmischung mit reaktiven Vernetzungsmitteln oder 
-katalysatoren bedQrfen, entf&llt das Problem der 
begrenzten Topfzeit 

Die Copolymerisate bzw. ihre modifizierte Abmi- 
schungen sind von bemerkenswerter ihermischer 20 
Stabilit&t Sie kfinnen auf Temperaturen bis etwa 200°C 
erw&rmt werden, ohne daB vorzeitige Vernetzung 
eintritt oder die Phoioinitiatorwirkung verlorcngeht, 
d h., sie kdnnen bei entsprechender Zusammensetzung 
auch direkt aus der Schmelze vor der Bestrahlung 21 
verarbeitet werden. 

Zur Herstellung der selbstklebend ausgerOsteten 
Produkte, vorzugsweise KlebebSnder, werden die 
Klebmassen bzw. ihre Losungen oder Emulsionen in 
bekannter Weise auf die flachenformigen Tragermate- m 
rialien, die mit Vorstrich und/oder klebstoffabweisender 
RQckseitenbeschichtung versehen sein kdnnen, aufgc- 
bracht Auch das indirekte Streichverfahren, dh. 
Auftragen auf klebstoffabweisend bcschichtetc Zwi- 
schentrager, Trocknen und Obertragen_ auf den i\ 
gewQnschien Trfiger, isi moglich. Dieses Obertragcn 
kann vor oder nach der UV- Bestrahlung vorgcnommcn 
werden. 

Die gegcbenenfalls vorhandenen fltichtigen Bestand- 
leile, also Losungsmittel oder Wasscr. werden nach dem 4<i 
Ausstreichen bei Temperaturen zwischen Raumtcmpe- 
ratur und etwa 150 6 C abgedampft 

Die UV-Bcstrah)ung kann anschlieBend oder. Tails 
gewunscht nach Aufrollen. Zwischcnlagerung und 
erneutem Abrollen des beschichlelen TrSgcrs vorgc- -n 
nommen werden. Sie erfolgt in einem Kanal. der von der 
Materialbahn durchiaufen wird und auBcr der nutwendi- 
gen Abschirmung der UV-Streustrahlung kcincrlei 
aufwendige Bauetemcnte wie KQhleinrichtungcn oder 
einen weiigehend gasdichten AbschluB gegen die m 
Atmosphere aufzuweisen brauchu dh., es kann in 
Gegen wart von Luftsauerstoff bestrahlt werden. Die 
UV*Strahlcr, vorzugsweise Quccksilber-Hochdruck- 
brenner, befinden sich im Kanal. Der StrahlungsfluU 
dieser Hochdrucksirahler hat ein starkes Nebcnmaxi- vi 
mum urn 250 nm abgestimmi auf die Hauptabsorption 
der verwendeten einpolymerisicrten Photoinitialoren, 
die bei 248 nm liegt. Bei ciner LSnge der UV-Strecke 
von 60 cm und 15 bis 25 cm Abstand zwischen Strahier 
und Bahn genOgt eine Verweilzeit von 1 bis 2 Sekundcn wi 
im Sirahlungsfeld urn eine ausreichendc Vernetzung zu 
erzeugen. d \u der Knnal kann mit cincr Gcschwindig- 
keit bis zu 36 m/min durchrahrcn werden. Es lasscn sich 
auch hohcre Fahrgeschwindigkciicn tlurch Vcrlangc- 
rung der I J V-Strccke leichi rcalisiercn. t>*, 

Die Erfindung wird nachsichcnd durch Bcispicle 
nSher erlautert wobei die folgcndcn PrOTmeihoden 
angcwcndel wurden. 
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Polymerisatausbeute: 

Berechnung aus dem Festkorpergehalt der Po- 
lymerlSsungen, der durch Abdampfen aller flQchti- 
gen Bestandleile binnen 2 Stunden bei 120°C 
ermiitelt wurde. 

Reduzierte ViskositStij^c 

(ein M&B fur den Polymerisationsgrad): 

bestimmt nach den ublichen Methoden der 
Kapillarviskosimetrie (in Vogel-Ossag-Viskosime- 
tern). Gemessen wurden die L&sungen von 1 g 
Polymer in 1 00 ml Toluol bei 25° C 

Klebkraft: 

es wurden 20 mm breite Streifen des PrOfmaterials 
auf geschliffene und entfettete Platten aus rostfrei- 
em Stahl geklebt und funfmal mit einer belasteten 
Walze hin und her uberrolll (2 kg/cm Bandbreite, 
Geschwtndigkeit: 10 m/min). Der Prufstreifen wur- 
de in einer ZugpruJmaschine von der Stahl plane 
abgezogen und die dabei gemessene Kraft in 
Newton/cm Bandbreite angegeben (Abzugswinkel: 
1 80°. Geschwindigkeit: 30 cm/min). 

Scherstandzeit: 

es wurde ein etwa 15 cm langer und 13 mm breiter 
Streifen auf eine geschliffene und entfettete Platte 
aus rostfreiem Stahl so auf geklebt. daB eine Lange 
von 20 mm auflag. Der Streifen wurde durch 
zweimaliges langsames Hin* und Herrollen mit 
einer 2 kg schweren Rolle angedrGckt, das freic 
Ende des Streifens dann bei senkrechter Aufhan- 
gung mit einem Gewicht von 500 bzw. lOOOg 
bclastet Die Prflfung wurde bei den jeweils 
angegebenen Temperaturen ausgefuhrl und die 
Zeil bis zum Abfallcn des Streifens in Minuten 
angegeben. 

Gelanteil: 

Proben von etwa 0.15 g Polymer wurden, ggf. mit 
der Tragerfolie, in Beutel aus Poly5thylcn-Vlics 
eingeschweiBl und 24 Stunden mil Toluol extra- 
hiert. Der unldsliche Anteil blieb im Beutel und 
wurde nach Trocknung zuruckgewogen. Gcwichts- 
verluste des Vliescs und der Trflgerfclic wurden 
ggf.als Blindwert beriicksichtigt. 

Beispiel 1 
und Vcrglcichsbeispiele 1 bis 3 

Die Polymerisationsansatze bestanden aus 60 - 
Gew.-% der nachstehend genannten Monomergemi- 
sche und 40 Gcw.-% Losungsmittel (Benzin 60-95°C7 
Aceton im GewichisverhSltnis 2:1). Die Losungen 
wurden in ublichen ReaktionsgeraBen aus Glas oder 
Stahl (mit RuckfluBkQhler. ROhrer. Thermometer und 
Gaseinleitrohr) zunachst durch Spfllen mit Stickstoff 
von Sauerstoff befreit und zum Sicden erwarmt. Durch 
Zusatz von 0.3 Gcw.-% Dibenzoylperoxid (mil 20% 
Wasser phlegmatisiert) wurde die Polymerisation 
ausgelost. Wahrcnd der Polymertsationszeit von etwa 
20 Stunden wurde je nach Viskositat - gegebenenfalls 
mchrmals — mil weitcrem Losungsmittel verdiinnt, so 
daB die fertigen Polymerlosungen Fcststoffgchnhc von 
i*i wa 30 bis 35Gew.-% aufwiescn. 

Die Mnnnmcrzusammensetzung in alien folgcndcn 
Tabelicn sind in Gew.«% angegeben. jeweils bezogen 
nuf die Gcsamtnicngc der eingesct/.icn Monomeren. 
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BeispieJ I 



Vergl.-Bsp. I 



VcrgL-Bsp. 2 



Vergl.-Bsp. 3 



Benzoinacryial 

[(2- A thoxy-2-phenyl-2-benzoyi)- 
athylj-acrylal 

2-AthylhexyIacrylal 

Methylacrylat 
Acrylsaure 

Polymerisatausbeute 

(% der einges. Monomeren) 

/i^cMI/g) • • • 



0,41 copoly- 
nierisicrt 



73,59 
20 
6 



0,4 } zuge- 
mischt 



97,2 



1,319 



Diese Copolymeridsungen (bzw. bei VgL-Bsp. 2 die 
Abmischung) wurden auf Polyathylenterephthalat-Fo- 
lien von 25 u Starke gesirichen und die flGchtigen 
Anteile bei Temperaturen zwischen Raumtemperaiur 
und 70° C abgedampft Ohne SauerstofTausschluB wurde 
mit einem Quecksilber-Hochdruckbrenner (Typ Hanau 
QI200, AnschluBleistung 03 kW, 20 cm Abstand) 
bestrahlt. 



Beispiel Vg!.- Vgl.- Vgl.- 
1 Bsp. I Bsp. 2 Bsp. 3 



Austragsmenee, 
trocken (g/nv) 



25 



20 



29 



20 



Klebkraft (N/cm) 



unbestrahlt 


3,80 


3,60 


3,20 


3,80 


bestrahlt 










2 sec 


3,40 


3,40 


3,50 


2,65 


4 sec 


3,20 


3,50 


3,30 


2,50 


7 sec 


3,05 


3,45 


3,40 


2,30 


10 sec 


2,90 


3,40 


3,50 


2,05 


20 sec 


2,75 


3,50 


3,45 


2,10 



Scherstandzeit 
(min) 22 C, 
lOOOg 

unbeslrahlt 45 22 22 25 

bestrahlt 

2 sec 253 23 20 344 

4 sec >1200 18 16 >1200 

7 sec >1200 20 18 >1200 

10 sec >1200 27 31 >1200 

20 sec >1200 66 84 >1200 



OS copoly- 
merisiert 





74 


74 




73,5 






20 


20 




20 






6 


6 




6 






97,7 


97,7 




91,6 








1,2 II) 












Beispiel 


Vgl.- 


Vgl.- 


VgL- 








Bsp. 1 


Bsp. 2 


Bsp. 3 




bcnersianazeii 






* 






(mini 70 C 












500 g 












unbestrahlt 


8 


8 


9 


6 




bestrahlt 










30 


2 sec 


26 


9 


9 


46 




4 sec 


267 


8 


8 


307 




7 sec 


>1200 


10 


9 


>1200 




10 sec 


>1200 


9 


9 


>1200 


35 


20 sec 


>1200 


12 


18 


>1200 




Gclgehalt 












(Gew.-%) 












unbestrahlt 


0 


0 


0 


0 


40 


bestrahlt 












2 sec 


3,7 


0 


0 


3,7 




4 sec 


41,6 


0 


0 


37,7 




7 sec 


40,3 


0 


0 


47,4 


45 


10 sec 


58,0 


0 


0,6 


63,6 




20 sec 


71,7 


0 


1,7 


75,8 



Die Messungen zeigen: 

Wird kein Photosensibiiisator eingesetzt, so bleibt die 
so UV- Bestrahlung fast ohne Wirkung (Vergleichsbeispiel 
\\ 

Wind Benzoinacrylat in gleicher Menge wie bei 
Beispiel 1 verwendet, aber nicht einpolymerisiert, 
sondern dem fertigen Polymeren nur zugemischt, so 1st 

55 ebenfalls nur eine ftu&erst schwache Wirkung der 
Bestrahlung festzustellen (Vergleichsbeispiel 2). 

Beim Vergleichsbeipiel 3 wurde einer der Photosensi- 
bilisatoren nach DE-OS 24 43 414 in molar gleicher 
Menge einpolymerisiert Es zeigte sich, daB die leichter 

bo zuganglichen Sensibilisatoren der vorliegenden Erfin- 
dung jenen gleichwertig sind. 



Beispieie 2 bis 5 



Die folgenden Copolymeren wurden gemSB Beispiel 1 hergestellt und geprOft Die Bestrahlung erfolgte 
ebenfalls mil einem Quecksilber-Hochdruckbreni. lianauQ 1200 bei 20 cm Abstand. 
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Rcispiel 
2 


3 


4 


5 


RfinTniitnrrvlsit*) 


1 


1 


1 


0,4 




38 


38 


Jo 


88.6 


n-Bu t vlflcrvla t 


38 


38 


to 




Mcthyiacrvlat 


20 


20 


20 




TetrahydrofurfuryJ methacrylat 








5 


Hydroxyathylacrylat 


3 








Acrylamid 




3 


_ 




N-Melhylolacrylamid 






3 




Acrylsaure 








6 


Polymcrisata usbeulc 


92,4 


92,6 


OC A 

!0»4 


100 


(% der einges. Monomeren) 






ji^Vi (dl/g) 


1 111 


2,005 


3,304 * 


' U78 


Auftragsmengc irocken (g/m J ) 


24 


25 






Klebkraft (N/cm) 










unbestrahll 


3,20 


3,30 




4,00 


bestrahlt 










2 sec 


2,90 


3,20 




J, III 


4 sec 


2,70 


3,00 




* IS 


7 sec 


2,50 


2.90 


2,85 


2 90 


10 sec 


2,20 


2,75 


2,65 


165 


Scherstandzeil (min) 22 C lOOfle 










unhestrahlt 

uuuLaua ill \ 


14 


44 


23 


30 


bestrahlt 










2 sec 


42 


60 


31 


88 


4 sec 


188 


108 


118 


492 


7 sec 


>1200 


246 


392 


>1200 


10 sec 


>1200 


>3500 


1391 


>1200 



*)Fp. 106 C: R f *0J9 tKiesclgel-FcrtigplatU, Cyclohexan/Essigester 2:l>; UV-Spcktrum: 
248nm (stark). 280 und 3l5nm (sehr schwach). 



Bei spiel 6 

Das folgende Copolymere wurde gemSB Beispiel 1 
hergestellt und geprfift. Nach dem Ausstreichen auf eine 45 
Polyathylenierephlhalat.Folie und Trocknen bei 70° C 
wurden die Schtchten mit verschiedenen Quecksilber- 
Hocbdruckbrennem bestrahlt 



Bcslrahlung mil 

Hanau Q 1200 Philips HTQ 7 

0.9 kW 4X2 kW 

20 cm A bstand 24 cm Absland 



Klebkraft (N/cm) 



Benzoinacryiat 

2-AthyIhexyiacryiat 

n-ButyiacryUt 

Methylacrylat 

N-VmytpyrroBdon 

Polymerisaiausbeute 



1.0Gew.-% 
44.5Gew.-% 
19,5Gew..% 
?0.0Gew.-% 
l5,DGew.-% 
96,4% der 
einges. Monomeren 
1382dl/g 



SI) 



55 



Bestrahlung mil 

Hanau Q 1200 
0,9 kW 

20 cm A bstand 24 cm Absland 



Philips HTQ 7 
4X2 kW 



b5 



Auftragsmenge Irocken 26 
(g/m 7 ) 



25 



unbestrahll 


3.55 


3,70 


bestrahlt 






2 sec 


3.80 


4.80 


4 sec 


3.95 


4,45 


7 sec 


3.80 




10 sec 


3.65 




20 sec 


3,60 




Scherstandzeit (min) 






22 C, lOOOg 






unbestrahlt 


20 


24 


bestrahlt 






2 sec 


28 


>6 500 


4sec 


42 


>6500 


7 sec 


91 




10 sec 


1096 




20 sec 


>15000 





130 237/207 
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Kcstruhlung mil 

IKiiiuu Q I2UU 
11.9 kW 

21) cm Abstand 



Philips MTU 7 
24 cm Absland 



10 

Ik-ispicl 
7 



UelgohL!li 

unbcstruhll 
bcstruhll 
2 sec 
4 sec 
20 sec 



(I 

83.8 
87,0 



SchcrsUinit/cil (mini 
22 C.IODOg 

unbcsirahll 

hcsirahli 

2 sec 

4 sec 

7 sec 



12 

-"I 

320 
> 1200 i 



nichi 
gcniesscn 



*) Aufeloxicrtcm Aluminium. 



64,5 



Das so herge&telltc Klcbeband eignei sich hcrvnrra- 
gend fur Elektroisolierzwecke. Folgende Werie wurdcii 
gemessen: 



Durchschlagsspannung(VDE 0303) 
indirekte elektrulytische Korrosion 

(ASTM D 1000-55 T) 

Korrosionsfaktor 
(ASTM D 1000-48 J) 
Korrosionskennwert 
(VDE0340,Teil 1) 



7,4 kV 

<1 • IO-« 
mhos 

1.0 

A -1.0 



Diese Copolymercn warden nur aus ungcsauigien 
Estern, d h. ohne Mitvcrwendung von Monomcren, mil 
reaktiven Gruppcn htirgestelit Dies isl besonders 
vortcilhaft, wenn geringe Klebkrafte angestrcbt wer- 
den, wie sie beispielsweise fur groBflfichige Abdeckfo- 
lien erwunscht sind zum vorubergehenden Schulz 
cmpfindlicher Obcrfiachen, von denen das Abdcckmate- 
rial ruckstandfrci abziehbar scin mud Die Klebkraf i des 
Copolymercn gem. Beispiel 8 aur eloxiertem Aluminium 
stieg nur auf 0.60 N/cm an. wenn der Prufstreifen 1 
Wochc bei 40° C auf der Prufplatle gelagert worden 
war. 



id 



Be ispicJ e 7 und 8 

Die fol^enden Copolymeren wurden gemaB Beispie) 
1 hergestellt und gepriifu Die Bestrahlung erfolgte 
wiederum mil einer Hanau Q 1200 bei 20 cm Absiand 



Ucrspicl 
7 



Beispielc 9 und 10 

Die Folgenden Copolymeren wurden gemot) Beispiel 
jt 1 hergestellt. jedoch mit folgenden Abweichungen bei 
Beispiel 9: L5sungsmittel Benzin 60-95°C/Aceton im 
Gewichlsverhfiltnis I : 2,4, Verdunnungen nur mit 
Benzin 60-95°C Dibenzoylperoxid 0,4% (nacheinan- 
der in drei Zugaben von 0, J , 0,1 und 0.2% zugeftigtf 

4(1 



Benzoinacrylat 

2-Athylhexylacrylul 

n-Butylacrylal 

Methyfcjcrylal 

1,4-Butan- 
diolbisaerylal 

Polymcrisalausbeulc 
(% der cinges. Mono- 
mercnj 

Aufiragsmengc irocken 
(g/m : > 

Klebkraft <N/cm) 
unbestrahll 
bcstrahlt 
2 sec 
4 sec 
7 sec 
10 sec 
20 sec 



38,95 
30 
36 
0,05 

87,6 



3,899 



20 auf Poly- 
cstcrfolie 
25 -i 



2.40 

2J0 
2J25 
2,15 
2,05 
1.90 



I 

79 
20 



94,7 



2,810 
5 aur 

Weich-KVC- 
hblie 100 u. 



0,20*) 



Beispiel 
9 



A j 



10 



Bcn/oinacrylat 

2-Alhyihexyl- 

acrylat 

Vl n-Butylacrylat 

Glycidylmcth- 
acrylal 

Acrylsaurc 

Polymerisalaus- 
bcute (% der 
cinges. Mono- 
meren) 

Bestrahlung mit 



0,1 
49 

48,9 
2 



KM J 



0,86 
93,14 



020*) 



Auflntgsmen^e 
irocken (g/nr) 



3,304 

Philips UTQ 1 

4X2 kW 

20 cm Abstand 

43 auf 

Vtscoscvlies 

52g/m- 



6 

100 



0,943 

Hanau Q 1200 
0,9 kW 

20cm Abstand 

50 auf 
Polyathylen- 
folie 70 «i 



t 

I 



la 



t 





BEST AVAILABLE COPY 



Si 



i 



S 



5 



I! 



1 1 



27 43 979 



12 



hnrlscl/iini! 



Bctsfucl 



10 



Polymcrisatausbcute 

(% der einges. Monoineren) 

Auflragsmenge 



9b.6 

1.052 iJI/g 
27 g/m-' 



Ktcbkrafl (N/cm) 



Trocknung 24 h bei RT und 
anschlicticnd: 



unbestrahlt 
bcslrahlt 
3 sec 


1.74 
1,54 




4,05 


to 




5 min 
70 v 


5min 
100 t 


5 min 
130 1 
















4 sec 


1.52 






Klebkrutt (N/cm) 










5 sec 


1,48 






unbestrahlt 


3,75 


3,40 


4,00 


3.50 


7 sec 






3,85 


bcslrahlt 










20 sec 






3.45 


2 sec 


3,50 


3,00 


3.30 


3,30 


Scherstandzeit 
(min) 22 C, lOOOg 








4 sec 

7 sec 


3,20 
2,90 


2,80 
2,60 


3,00 
2,80 


3,05 
2.90 


unbestrahlt 
bestrahll 
3 sec 


6 
114 


Flache 
25X25 mm 


7 


m Scherstandzeit 
(min) 22 ( . M00g 

unbestrahlt 


19 


IS 


16 


17 


4 sec 


154 




bcslrahlt 










5 sec 


177 






y, 2 sec 


36 


25 


32 


53 


7 sec 






19 


4 sec 


108 


94 


126 


190 


20 sec 






555 


7 sec 


1190 


>1200 


> i 200 


>I200 



Scherstandzeit 
(min) 70 C\ 500g 

unbestrahlt 

bestrahlt 

7 sec 

20 sec 

Gelgehalt 
(Gew.-%) 

unbestrahlt 

bestrahlt 

7 sec 

20 sec 



5 

153 



Scherstandzeit 
* (min) 70 C, 500g 

unbestrahlt 

bestrahlt 

2 sec 
n 4 sec 

7 sec 



8 


6 


6 


6 


10 ■ 


9 


9 


9 


19 


17 


44 


30 


340 


655 


>I200 


>I200 



12 



9,2 
39,2 



Diese Copolymerisate sind besonders geeignet als ^ f^f™™* 0 lr0Cken 
Klebemassen fur rnedizinische Pflaster, weil sie auf der ^ 
Haut gut kleben, audi bei langerem Kontakl keine 
Reizungen hervorrufen und sich rQckstandsfrei abzie- 
hen lassen. Transparent e Folienpflaster, die in der 
Medizin in steigendem MaDe gewunscht werden, lassen 
sich nach den; erfmdimgsgemaSen Venahren unter 
Bedingungen hersteilen. die den temperaturempfindli- 
chen TrSger weitgehend schonen. 



Beispiel 

4n An dem Copolymeren gemaB Beispiel 1 wird gezeigt 
daB auch bei groflerer Auflragsmenge eine kurzzeitige 
Bestrahlung mit der Lampe Hanau Q 1200 (20 cm 
Abstand) zu hohen Scherfestigkei ten fuhrt. 

25 



Beispiel 11 

Das folgende Copolymere wurde gcmaB Beispiel 1 
dargestellt und gepruft jedoch wurden die Ausstriche 
vor der Bestrahlung mh der Lampe Hanau Q 1200 
(20 cm Abstand) unterschiedfichen themuschen Be- 
handlungen ansgesetzt Die Trocknung bei erhdhten 
Tempera ture n kann zur schnelleren En if emu ng der 
Losungsmittd erwunscht senx Es zeigt sich, daB die 
Photovernetzbarkeit in vollem Urn fang erhalten bleibt. 



KicbkrafKN/cm) 
unbestrahlt 
bestrahlt 
2 sec 
4 sec 
7 sec 
10 sec 
20 sec 



Benzoins cryiat 
2- A thyttiexy lacrylai 
Meihylacrylat 
Acrvlsaure 



Q33Gew.-% 
73,67 Gew.-% 
20,00 Gew.-% 

6.00Gcw.-% 



Scherstandzeit (min) 
22 C\ lOOOg 

unbestrahlt 

bestrahlt 

2 sec 

4 sec 

7 sec 

10 sec 

20 sec 



3,80 

3,4U 
3,20 
3.05 
2,90 
2.75 



45 

253 
>1200 
>1200 
>1200 
>1200 



100 



4,05 

4,30 
4,35 
4,50 
4,40 
4,40 



53 

75 
108 
267 
>1200 
>1200 



BEST AVAILABLE COPY 



27 43 979 

II |4 

I'ortSLi/uiij! 

TrmLnung 24 h hci Rl tinil 
unschlicUcnd: 





5 min 5 min 
70 < KM) r 


5 min 
130 C 


Schcrstand/cit (min) 






70 (\500g 






unbcsirahll 


8 


8 


bcsl nihil 






2 sec 


26 


II 


4 sec 


267 


14 


7 sec 


>1200 


24 


10 sec 


>I200 


237 


20 sec 


> 1200 


607 



